K&F Concept Nano-X filtr polaryzacyjny 72
mm CPL filtr polaryzacyjny MRC z 28 x
ulepszony

Indeks: 682257 Producent: Shenzhen Zhuoer Photograph Kod producenta: KF01.996

Cena: 282.54 z

Opis

K&F Concept Nano-X filtr polaryzacyjny 72 mm CPL filtr
polaryzacyjny MRC z 28 x ulepszony

Producent: Shenzhen Zhuoer Photograph

Filtr polaryzacyjny K&F Concept Nano-X CPL zapewnia redukcje odblaskoéw o 99,9%, zwieksza nasycenie kolorow i

kontrast, oraz zapewnia doskonatg ostros¢. Wyposazony w 28-krotne nanopowtokowe szkto Schott B270, idealny
towarzysz podrézy do fotografii na Swiezym powietrzu.

Niesamowicie waski obiektyw marki K&F Concept NANO-X oferuje doskonate rzemiosto i wysoka jakos¢. Dzieki pokrettu
mozna dostosowac polaryzacje dla wiekszego kontrastu i lepszego nasycenia koloréw, tworzac bardziej zywe obrazy.

Filtr polaryzacyjny K&F Concept Nano-X 72 mm CPL MRC to niezbedne narzedzie dla profesjonalnych fotograféw,
zapewniajgcy wysoka transmisje, maksymalng odpornos¢ na odbijanie Swiatla i tatwe czyszczenie dzieki specjalnym
powtokom.

[ Redukcja odblaskéw] — K&F Concept Nano-X CPL redukuje 99,9% polaryzacyjnego $wiatta, np. woda, okna lub

lakier oraz zwieksza nasycenie koloréw oraz kontrast oraz zapewnia doskonatg ostrosc.

o [Najlepsze szkto] - Ciesz sie profesjonalng polaryzacja, lepsza ochrong i fatwiejszym czyszczeniem dzieki 28-
krothnemu nanopowtokowemu szktu Schott B270.

e [Zbrojenie] - powtoka 28 MRC zapewnia wysoka transmisje i maksymalng odporno$¢ na odbijanie $wiatta.
Dodatkowa warstwa nano-zewnetrzna zapewnia fatwe czyszczenie dzieki ekstremalnemu efektowi lotosu.

o [Wiekszy kontrast] — wystarczy obréci¢ pokretto, aby dopasowac polaryzacje dla wiekszego kontrastu i lepszego
nasycenia koloréw dla bardziej zywych obrazéw.

o [Idealny towarzysz podrézy] - idealnie nadaje sie do fotografii na $wiezym powietrzu; do kamer z lub bez
autofokusu.

e [Bardzo waski obiektyw] Jako marka wysokiej klasy firmy K&F Concept NANO-X oferuje doskonate rzemiosto i

dobre zapewnienie jakosci. Dazyj konsekwentnie do doskonatych doswiadczen i wyzszego poziomu rzemieslniczego.

e waga opakowania przedmiotu: 0.1 kilograms

e producent: Shenzhen Zhuoer Photograph

e zewnetrznie przypisany identyfikator produktu: 6936069295191

e zalecane wezly przegladania: 20788697031

e punkt znaku wypunktowania: [Redukcja odblaskow] — K&F Concept Nano-X CPL redukuje 99,9%
polaryzacyjnego Swiatta, np. woda, okna lub lakier oraz zwieksza nasycenie kolorow oraz kontrast oraz zapewnia




doskonatg ostro$¢., [Najlepsze szkio] - Ciesz sie profesjonalng polaryzacja, lepszg ochrong i fatwiejszym
czyszczeniem dzieki 28-krotnemu nanopowtokowemu szkiu Schott B270., [Zbrojenie] — powitoka 28 MRC zapewnia
wysokg transmisje i maksymalng odporno$¢ na odbijanie Swiatta. Dodatkowa warstwa nano-zewnetrzna zapewnia
tatwe czyszczenie dzieki ekstremalnemu efektowi lotosu., [Wiekszy kontrast] — wystarczy obrdcié¢ pokretto, aby
dopasowac polaryzacje dla wiekszego kontrastu i lepszego nasycenia koloréw dla bardziej zywych obrazéw., [ldealny
towarzysz podrézy] - idealnie nadaje sie do fotografii na $wiezym powietrzu; do kamer z lub bez autofokusu.,
[ Bardzo waski obiektyw] Jako marka wysokiej klasy firmy K&F Concept NANO-X oferuje doskonate rzemiosto i

dobre zapewnienie jakosci. Dazyj konsekwentnie do doskonatych doswiadczen i wyzszego poziomu rzemieslniczego.

e jlo$¢ sztuk w opakowaniu 1

e rozmiar gwintu filtra fotograficznego: 72 millimeters

e typ efektu filtra fotograficznego: Polaryzator

e marka: K&F Concept

e nazwa przedmiotu: K&F Concept Nano-X filtr polaryzacyjny 72 mm CPL filtr polaryzacyjny MRC z 28 x ulepszony

e data uruchomienia strony produktu: 2022-01-25T04:17:22.821Z

e rozmiar: 72MM

e materiat: Szklo

e Opis gwarancji: 2

* numer czesci: KF01.996

Parametry
Typ filtra Polaryzator
Srednica gwintu 72 mm
Waga opakowania 0.1 kg
Producent Shenzhen Zhuoer Photograph
Zalecane Fotografia na Swiezym powietrzu

zastosowania

Gwarancja 2 lata




Nano-X CPL

RERRE. BEOIY 5 X Mg
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